
Zastosowanie i funkcja

Schlüter-CLEAN-CP jest specjalną poli-
turą czyszczącą nadającą się szczególnie 
do intensywnego czyszczenia i pielęgnacji 
powierzchni profili Schlüter- ze stali nie-
rdzewnej. Służy ona do usuwania rdzy, 
osadów i przebarwień, jak również śladów 
drobnych zarysowań. 
CLEAN-CP stosować można także do pie-
lęgnacji innych powierzchni metalowych 
jak mosiądz, aluminium, eloxal i podob-
nych. Można ją także stosować do usuwa-
nia zabrudzeń i niewielkich zarysowań na 
powierzchni z tworzyw sztucznych.

Materiał

CLEAN-CP nie jest niebezpieczny i składa 
się z najmniejszych cząsteczek ściernych, 
olei, środków rozpuszczających i emulga-
torów.

Właściwości materiału  
i zakres stosowania:
CLEAN-CP ma konsystencję pasty. Zale-
camy wypróbowanie działania środka 
na próbce materiału lub w mało widocz-
nym miejscu na poddawanej obróbce 
powierzchni.

Obróbka

CLEAN-CP nanosi się na czystą ściereczkę 
lub bezpośrednio na powierzchnię i tak 
długo naciera, aż powstanie sucha, szara 
błona. Następnie poleruje się powierzchnię 
miękką szmatką aż do usunięcia resztek 
środka.

A
rt

.-
N

r. 
55

3 
04

7 
– 

w
yd

an
ie

 0
3.

22
 –

 p
rz

y 
no

w
ym

 n
ak

ła
dz

ie
 w

yd
an

ie
 to

 tr
ac

i w
aż

no
ść

.

Politura czyszcząca Schlüter-CLEAN-CP (125 ml)

Schlüter®-CLEAN-CP
Politura czyszcząca

Do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni metalicznych 13.1
Opis techniczny produktu
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